POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarzadzenie nr 4
Rektora Politechniki Warszawskie;j
z dnia 1 Fstycznia 2007 r.

w sprawie oplat zwigzanych z ochrong wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzordow
przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i1 topografii ukladéw
scalonych dokonanych w Politechnice Warszawskiej

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 13 Statutu PW, w zwigzku z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie oplat zwiazanych z ochrona wynalazkéw,
wzorow  uzytkowych, wzordw przemyslowych, znakow towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadéw scalonych (Dz. U. nr 90, poz. 1000 z pdzn. zm.) zarzadza
sig, co nastepuje:

§1

1. Optaty zwigzane ze zgloszeniem do Urzedu Patentowego RP opracowanego w Politechnice
Warszawskiej nowego rozwigzania (wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego,
znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, topografii ukladéw scalonych), do ktérego
prawa w catosci lub w czgsci przystuguja Politechnice Warszawskiej, oraz oplaty za okresy
ochronne, ktdre uptynely od dnia zgloszenia tego rozwiazania do dnia udzielenia ochrony,
ponoszone sa z kosztow ogdlnych Uczelni.

2. Oplaty za utrzymywanie w mocy udzielonych przez Urzad Patentowy RP patentdw, praw
ochronnych i praw z rejestracji przez kolejne okresy ochronne, dokonywane sa przez

wydzialy lub kolegia, w ktérych powstaly rozwiazania bedace przedmiotem patentu lub
prawa, ze srodkow tych jednostek.

52

Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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